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Figura 2S. Espectros das amostras exposta e não exposta submetidas ao potencial de extração de +1200 V, separados por regiões com suas atribuições mais 
prováveis

Figura 1S. Espectros completos das amostras exposta e não exposta submetidas ao potencial de extração de +1200 V e feixe de elétrons de 1000 eV


